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OGS Wie ?

● Formeel opgericht 11-01-11.

● Ontwikkeling van gassensoren/detectoren die:

• beneden grenswaardeniveau detecteren,
• direct qualitatieve resultaten geven,
• selectief zijn (ook in een mengsel),
• draagbaar.
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Optische gasdetectie

● Gebaseerd op de absorptie van licht.

● Elk gas absorbeert licht op een specifieke wijze.

● Een uniek absorptiespectrum (vingerafdruk):
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• snel,

• selectief,

• betrouwbaar,

• eenvoudig in gebruik.



  

Optische gasdetectie
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O2 spectrum
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Voorbeeld van SO2 meting
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“Ugly Betty”
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1 Gas is geen gas
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Simulatie van een mengsel van gassen (@ STP):

Benzeen:
Tolueen:
Ethylbenzeen:
m-Xyleen:
o-Xyleen:
p-Xyleen:

NH3:
H2S:
SO2:

1.0 ppm
5.0 ppm
0.0 ppm

12.0 ppm
0.0 ppm

10.0 ppm

1.0 ppm
1.0 ppm
2.0 ppm



  

Absorptiespectrum
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Analyse
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Analyse
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Benzeen:
Tolueen:
Ethylbenzeen:
m-Xyleen:
o-Xyleen:
p-Xyleen:

NH3:
H2S:
SO2:

1.0 ± 0.4   ppm
5.0 ± 0.05 ppm
0.0 ± 0.05 ppm

11.9 ± 0.5   ppm
0.0 ± 0.2   ppm

9.93 ± 0.05 ppm

1.0 ± 0.05 ppm
1.0 ± 0.2   ppm
2.0 ± 0.05 ppm



  

Analyse
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Benzeen:
Tolueen:
Ethylbenzeen:
m-Xyleen:
o-Xyleen:
p-Xyleen:

NH3:
H2S:
SO2:

1.0 ± 0.4   ppm
5.0 ± 0.05 ppm
0.0 ± 0.05 ppm

11.9 ± 0.5   ppm
0.0 ± 0.2   ppm

9.93 ± 0.05 ppm

1.0 ± 0.05 ppm
1.0 ± 0.2   ppm
2.0 ± 0.05 ppm

(1.0)
(5.0)
(0.0)
(12.0)
(0.0)
(10.0)

(1.0)
(1.0)
(2.0)



  

Optisch zonder meer te meten
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Aceton
Styreen
Dichloormethaan

Fosfine
Chloropicrine (trichloornitromethaan)

CS2

ClO2

NCl3
DMS (dimethylsulfide)

BTEX(m,o,p)

NH3

H2S
SO2



  

Het instrument ?
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● Het instrument bestaat niet.

● Elk gas absorbeert licht op een specifieke wijze.

● Maar niet altijd meetbaar (kleur of sterkte).



  

Hybride instrument
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CO2: NDIR

VOC: PID

EC sensoren

Electronisch



  

1 + 1 > 2 ?
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● Extra sensoren: 1 + 1 = 2.

● Metingen mogen niet tegenstrijdig zijn.

● Extra sensoren is extra informtie (kruisgevoeligheid):

 1 + 1 ≥ 2 (Q.E.D).



  

Status van ontwikkeling

20e NVvA-symposium, 13-14 April 2011, Arbeidshygiëne in Ontwikkeling

● Voor de zomer eerste versies van prototypes.

● Na de zomer veldtesten en demonstraties.

● Begin 2012 op de markt.



  

Dank
voor Uw aandacht

en
de NVvA voor de gelegenheid
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